
Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0216U000009

Державний реєстраційний номер: 0115U005095

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-01-2016

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Вибір напрямку досліджень. Експериментальні дослідження морфологічних, оптичних та
спектральних особливостей отриманих наноструктурованих матеріалів, різних типів плівкових покриттів на
термолабільних матеріалах.

Початок етапу: 05.2015

Закінчення етапу: 12.2015

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики
напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Президія Національної академії наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 525-62-96 , 525-62-96

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук
України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 350



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка маскуючих композиційних покриттів для зменшення потенційного виявлення об'єктів в ІЧ
діапазоні спектра.

Назва роботи англійською:
Development of the masking composite coatings for minimization of potential objects detection in IR spectral
region.

Реферат українською:
Проведено комплексне дослідження морфологічних, оптичних, спектральних характеристик синтезованих
методом гібридного геліконно-дугового іонно-плазмового осадження (ІМФ НАНУ) композиційних матеріалів
(плівка AlN, товщиною 1-8 мкм, на тефлоні чи майларі, Si) та вивчено вплив покриття AlN на температуру
випромінювання поверхні об'єкта. Отримані спектральні залежності відбиття та пропускання в діапазоні 2-25
мкм, які показують значне зменшення коефіцієнту пропускання, свідчать про перспективність використання
композиційних структур на основі підкладок з тефлону і майлару з плівковими покриттями нітриду
алюмінію в якості пасивних загороджувальних фільтрів в інфрачервоному діапазоні спектра та створення
маскуючих покриттів для зниження теплового випромінювання об'єктів спостереження.

Реферат англійською:
A comprehensive study of the morphological, optical, spectral characteristics of synthesized by hybrid Helikon-arc
ion plasma deposition (IMP NASU) composite materials (AlN film, the thickness of 1-8 mm, Teflon or Mylar, Si) are
realized and studied the effect of the coating on the radiation temperature AlN the object surface. The resulting
spectral dependence of the reflection and transmission in the range of 2-25 microns show a significant decrease in
transmittance, suggest that the use of composite structures based substrates with Teflon or Mylar film and
aluminum nitride coatings as a passive barrier filters in the infrared spectrum and the creation of masking coating
to reduce heat radiation of observation's objects.

Індекс УДК: 621.795, 53.043; 53.06

Коди тематичних рубрик: 55.22.29

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Сизов Федір Федорович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор, член-кор.

Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Розробка маскуючих композиційних покриттів для зменшення потенційного
виявлення об'єктів в ІЧ діапазоні спектра.

Назва НТП англійською: Development of the masking composite coatings for minimization of potential
objects detection in IR spectral region.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування: Маскуючі композиційні покриття можуть бути використані у оборонній
промисловості у сучасних системах безпеки для зменшення виявлення об'єктів в ІЧ-діапазоні спектру.

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Проект спрямований на розв'язання прикладної проблеми, яка пов'язана із розробкою
технологій виготовлення та дослідження матеріалів, що сприяють зменшенню ступеню теплового
випромінювання спеціальних об'єктів з метою підвищення їх маскуючих властивостей в інфрачервоному
діапазоні спектру.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: -
Закінчення етапу:

Споживачі продукції: МО

Перспективні ринки: Україна

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис
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Korchovyi. Structure and optical properties of AlN films obtainedusing the cathodic arc plasma deposition
technique, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V. 18, N 2. p. 117-122 (2015.). doi:
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Polotskiy, I. Korotash, E.M. Rudenko, A. Shapovalov, Z. Tsybrii. OPTICAL PROPERTIES OF AlN FILMS OBTAINED BY
CATHODIC ARC PLASMA DEPOSITION TECHNIQUE // Proceeding of the X International Conference "Electronics
and Applied Physics". 22-25 October 2014, Kyiv, Ukraine. P. 218-219. 5. E. Rudenko, A. Shapovalov, I. Korotash, L.
Osipov, D. Polotskiy, M.Belogolovskii, Z.Tsybrii, A. Golenkov, F. Sizov. Fabrication of infrared filtering systems on
the base of composite structures AlN film - polymer subsrate // Ukrainian-German Symposium on Physics and
Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology, 21-21 September, 2015, Kyiv, Ukraine, p. 54.

X. Заключні відомості
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